




















































专利名称(译) 用于减少色偏的光学膜和使用该光学膜的有机发光显示装置

公开(公告)号 US20140175404A1 公开(公告)日 2014-06-26

申请号 US14/089228 申请日 2013-11-25

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.
第一毛织INC.
三星康宁精密材料有限公司.

[标]发明人 SHIM HONG SHIK
JEONG CHUL HO
CHO EUN YOUNG
SHIN YOU MIN
KIM EUI SOO
KIM HYUN MIN
OH YOUNG

发明人 SHIM, HONG-SHIK
JEONG, CHUL-HO
CHO, EUN-YOUNG
SHIN, YOU-MIN
KIM, EUI-SOO
KIM, HYUN-MIN
OH, YOUNG

IPC分类号 H01L27/32 G02B5/30

CPC分类号 G02B5/3025 H01L27/322 G02B5/0242 G02B5/1871 H01L27/3211 H01L51/5265 H01L51/5268 H01L51
/5275 H01L51/5281 H01L51/5284 G02B5/0247 G02B5/0263 G02B5/0278 G02B27/286

优先权 1020120151338 2012-12-21 KR
1020130064967 2013-06-05 KR

其他公开文献 US9209230

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

光学膜和采用其的有机发光显示装置包括高折射率图案层，该高折射率
图案层包括彼此面对的第一表面和第二表面，其中第一表面包括具有多
个凹槽的图案。多个凹槽各自具有弯曲表面并且深度大于其宽度。高折
射率图案层由折射率大于1的材料形成。光学膜和有机发光显示装置还包
括由折射率小于的折射率的材料形成的低折射率图案层。构成高折射率
图案层的材料的折射率。低折射率图案层包括用于填充多个凹槽的填充
材料。
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